Adaptable half mask with
bactericidal and virucidal
nanofilters with permanent
daylight regeneration

Development status
Phase 2

Feasibility study. There is a
realistic design of the technology
and the initial tests in the
laboratory are leading to the
specification of the technology

requirements and its capabilities.

IP protection status

Narodni patent.

Partnering strategy

Collaboration, licensing

Challenge

Bakterie jsou nejrozsirenéjsi skupinou organismd na svété a spolecné s
viry jsou vSude kolem nas. Separatné, ale také spolecné, mohou
zplsobovat rdznd onemocnéni. Ochrana pred vSudypritomnymi viry a
bakteriemi je v dnesni dobé, da se predpokladat i v budoucnu, v
urcitych profesich velmi dllezitd. Nejen nékteré profese, ale v dobé
COVIDU také Siroka vefejnost, uzivala respiratory a rousky. U¢innost
rousek a respirator( velmi Gzce souvisi nejen s kvalitou pouzitého
materialu na vyrobu, ale také s dobou uzivani a fadnému pfriléhani
ochranné pomlcky k obliceji. Pravidelné uzivani ochrannych pomdcek
na jednu stranu napomaha k eliminaci rizika onemocnéni, ale na
druhou stranu sebou pfinasi vznik nebezpecného odpadu v podobé
kontaminovanych ochrannych pom{cek.

Description

Fotokatalytické nanostruktury vykazuji pfi expozici dennim svétlem
vyznamnou baktericidni a virucidni aktivitu. Unikatni modifikace
technologie vyroby nové filtracni adaptabilni polomasky s reSenim
umoznujicim permanentni expozici aktivni plochy filtru dennim svétlem
sebou nese snizeni produkce kontaminovaného odpadu a vznik
netésnosti pfi uzivani. Likvidace bakterii a virl v obou smérech (pfi
nadechu a vydechu) - na rozdil od respiratorl pfinasi ochranu i okoli
nositele respiratoru. Moznost customizovaného reseni pro konkrétniho
uzivatele dle reverzniho inZzenyrstvi (3D skenovani) tvare zajistuje
dokonalou pfilnavost na obli¢eji a zamezi tak netésnostem pri noseni
rousek.

Commercial opportunity

NaSe reSeni prinasi vysoky stupen ochrany proti virlm a bakteriim diky
fotokatalytické reakci a feSeni na miru danému uzivateli se sou¢asnym
snizenim nakladd za likvidaci nebezpec¢ného odpadu. Prvotni vyssi
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Institution

VSB - Technical University of
Ostrava

Vlastnik

Vysoka Skola Banska -
Technicka univerzita Ostrava

pofizovaci naklady jsou vyvazeny vyraznym snizenim poctu
nakupovanych respirator nebo filtrl pro masky v dlouhodobéjsim
méritku.
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